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  本刊中 包含“反射式日内掩冕仪；
光学设计；杂散光”的 相关文章 
本文作者相关文章 

反射式内掩日冕仪的光学设计与杂散光分析  

李萍1,3，卢振武1，夏利东2，张红鑫1，刘英1,3
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摘要  日冕仪的工作特点决定了其对杂散光抑制要求极其严格。根据反射式日冕仪的工作特点，通过分析其光学

特性以及其抑制系统杂散光的基本原理，设计了反射式内掩日冕仪系统。其中，视场0.67°、口径47mm、焦距

768mm、系统总长1200mm，系统在30lp/mm处的MTF值大于0.6，弥散斑半径小于2.5um，成像质量达到
衍射极限。通过分析系统杂散光特点，建立了消杂散光结构，使得系统的主要杂散光源被全部抑制。本系统可做

到大约10-6-10-8B⊙的杂散光抑制水平，可以实现对日冕的清晰成像观测。 
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